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COMMUNIQUE DE PRESSE

Synopsys rejoint

le programme IMAGINE du CEA Leti 
sur la lithographie sans masque

Premier fournisseur logiciel, Synopsys est le 10ième partenaire industriel à rejoindre IMAGINE

GRENOBLE, France ​– 19 septembre 2011 – Le CEA Leti annonce aujourd’hui que Synopsis, Inc. rejoint le programme IMAGINE mis en place pour développer la lithographie sans masque dans la fabrication des circuits intégrés. Leader mondial des logiciels et IP utilisés dans la conception, la vérification et la fabrication des composants et systèmes électroniques,  Synopsys est le 10ième partenaire industriel à rejoindre ce programme.
Le CEA-Leti et MAPPER Lithography ont lancé le programme en juillet 2009 avec la livraison au Leti de la plateforme à faisceaux d’électrons massivement parallèles de MAPPER. 

Cette plateforme représente la technologie centrale sur laquelle repose le programme IMAGINE qui fournit les principaux fabricants de puces dans le monde, avec l’opportunité pour ces derniers d’évaluer la technologie de la lithographie sans masque dans un environnement réel de fabrication. En outre, elle permettra de développer et de qualifier la totalité de l’infrastructure, de la préparation des données à l’intégration du processus, en vue de son introduction en milieu industriel en 2015.
« La lithographie sans masque a été créée pour étendre la fabrication des circuits imprimés aux nœuds technologiques de moins de 15 nanomètres. Le programme IMAGINE rassemble autour de l’évaluation et du développement de cette technologie, les leaders de tous les domaines concernés pas la fabrication des circuits imprimés » explique Fabio Angelillis, Vice Président Ingénierie du Silicon Engineering Group chez Synopsis. « Synopsis se réjouit d’apporter son expertise technologique dans les masques, y compris dans la synthèse et la préparation des données, afin d’aider au développement de solutions logicielles efficaces pour le programme IMAGINE. »
« La capacité de traitement de fichiers de données très volumineux est l’un des points clés de la technologie ML2. Nous devrons rapidement définir la norme du format des données approprié » ajoute Serge Tedesco, responsable du programme au CEA Leti. « Bénéficier de l’expérience importante de Synopsys pour définir le format des données et les solutions aux problèmes qui en découlent sera essentiel à notre réussite. » 
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